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Wynalazek dotyczy sposobu wyrabiania
negatywoéw z oryginatéw, ktérych prze-
$wietlaé nie mozna zapomoca §wiatlta od-
bitego od oryginatu. Z negatywéw szkla-
nych wyrabia si¢ klisze, ktére dajg ostre
naturalne odbitki.

Negatywy wykonywuje sie¢ w sposéb na-
stepujacy: przezroczysta plyte pociaga sie¢
warstwa koloidowo-chromianowa, poczem
ktadzie si¢ t¢ warstwe na oryginale i pod-
daje przeswietleniu przez §wiatlo odbite od
oryginalu; nastepnie plocze si¢ plyte w wo-
dzie lub w kwasie; po wyptékaniu macza
si¢ ja w kapieli zabarwiajacej (np. z farb
anilinowych, rozpuszczalnych w wodzie, jak
barwnik fioletowy metylowy), wskutek cze-
go czastki warstwy $wiatloczulej, pozostale

na plycie, zostaja zabarwiane i juz nie prze-
puszczaja §wiatla. Z plyty szklanej robi sig
kopje na ptycie $wiattoczulej, przeznaczo-
nej do druku i druk wykonywuje si¢ na tlo-
czarce Offset.

Znanym jest juz -'sposéb wyrabiania
przeiroczy z oryginatéw, ktérych prze-
$wietlaé nie mozna, tak, ze oryginaty kopju-
je sig zapomoca, odbitego $wiatta na plycie,
pociagnietej warstwa koloidowo-chromiano-
wa, poczem poddaje si¢ plyte dziataniu
barwnikéw pinatypowych. :

Réznica miedzy tym sposobem, a sposo-
bem niniejszym polega na tem, ze wedlug
wynalazku usuwa si¢ niewyswietlone czesci
warstwy koloidowo - chromianowej przez
wyplékanie, a nastepnie czyni miejsca wy-



$wietlone nie przepuszczajacemi $wiatla
przez zabarwienie. W- starym sposobie wy-
robu przezroczy sa miejsca, niewyswietlone
$wiattem odbitem, czyli miejsca pozostaja-
ce na plycie i zabarwione najciemniej.

Wiadomo takze, ze mozna wyrabiaé ne-
gatywy na plytach bromosrebrno-zelatyno-
wych, stosujac podobny sposéb kopjowania,
lecz sto,sowame plyt pociagnietych warstwa
I olmdqwo-chrommowq jest korzystniejsze
‘ Ze wzglqdu na tanfosé.

Sposob stanowiacy istote wynalazku, u-
mozliwia oczywiscie takze wyréb klisz
podlug oryginaléw, obustronnie drukowa-
nych, zaopatrzonych w rysunki i t. p. na
materjale nieprzepuszczajacym $wiatta.

Zastrzezenie patentowe. .

Sposéb wyrcbu negatywéw z orygina-
16w, nie przepuszczajacych $wiatla, jako
wzoréw dla fotclitografji, znamienny tem,
ze kopje wywoluje sie odbiciem $wiatta o-
ryginalu na plycie przezroczystej, pocia-
gnietej warstwa koloidowo-chromianowa, a
nastepnie po usunieciu czesci niewyswietlo-
nych, czyni zapomoca barwnikéw warstwe
koloidowo-chromianowa, nie przepuszczaja-
ca promieni $wietlnych.

F.Ullmann G. m. b. H.
Zastepca: Cz. Raczynski,

rzecznik patentowy.

Druk L. Bogustawskiego, Warszawa.
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